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                  Shanghai Chiral Chemistry Co., Ltd

金属消除剂质量标准
许多化学反应，例如偶联反应（Suzuki, Heck, Stille, Sonogashira, 等），关环复分解反应（RCM），以及氢化，都需要用到金属催化剂，这些催化剂残留会造成金属污染。在API的开发过程中，金属催化剂的残留必须达到一定数值。采用传统方法纯化API（色谱，活性炭，蒸馏，重结晶，超滤，或者反渗透）通常会带来如下问题，高成本，费时，低效，以及产品损失。
我们开发了一个有效的替代办法：硅基金属消除剂。这类消除剂采用高纯硅胶作为原料，从而比聚合物有更多优势，聚合物有多种缺点（例如，有限的溶剂选择性，溶胀，额外的洗脱，低选择性，以及带有静电）。我们的产品线提供多种有效的金属消除剂，可以高效去除不同中类的金属，例如Pd，Pt，Sn，Ru，Rh，Ni，Cr，等。
	产品名称
	商业代号
	结构
	适用于去除的金属

	巯基硅胶
(3-巯基丙基硅胶)
	Ms001
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	效果极好: 银，汞，锇，钯，钌
效果好: 铜，铱，铅，铑，锡


空白硅胶的技术参数，国产分析纯柱层析硅胶 
	性质
	指标

	颗粒形态
	无定形硅胶

	大小
	100-200 目

	氯含量 (Cl), %≤
	0.004

	粒径分布 (µm)
	45-75

	孔径 (Å)
	80-100

	比表面积 (m2/g)
	300-400

	比孔容 (ml/g )
	0.8


巯基修饰的硅胶 (巯基硅胶) 标准 & 技术数据
	性质
	指标

	颜色 
	类白色

	硫含量 (%)
	≥3.0

	-巯基含量 (mmol/g)
	≥0.8

	纯度 (%)(气相色谱)
	≥99.5
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